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MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE afios

solicitado en Espafia a favor de SOCIEDAD ANONIMA DE CRISTA-
LES OPTICOS, entidad de nacionalidad espafiola, domiciliada
en HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona), Amadeo Torné 3 y 5,
por "Dispositivo para la sublimacidn instantdnea en instala
ciones de recubrimiento de lentes"., = « = = = = = = = - < -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El objeto del presente Modelo de Utilidad, conforme
indica su enunciado es un dispositivo para la sublimacidn -
instantdnea en instalaciones de recubrimiento de lentes, del
tipo de las que comprenden una cdmara de alto vacfo, un ele-
mento soporte de los lentes a recubrir, medios eléctricos de
calefaccidn, medios para producidn de vacio, medios de refri-

geracidn y medios para accionamiento y control. - — - — - -

Es reconocida la importancia de proveer en determina
dos casos a las lentes dpticas de un recubrimiento. Dicho -
recubrimiento puede tener por finalidad evitar la molestia -
que un exceso de luz ocasiona al o0jo y también servir a de-
terminados tratamientos médicos. As{ el recubrimiento puede

afectar totalmente a la superficie de las lentes, como es el



caso mds usual de las denominadas gafas de sol y en el tra-
tamiento antirreflejante para lentes de receta. En algunos
casos el recubrimiento es ﬁnifbrme, mientras que en otros es
gradual o progresivo, afectando mds intensamente a unas zo-

De nas que 2 0tras, = = = = = = = = = - . - - - - - - oo - -

En otras circunstancias es coﬁveniente un recubrimien
to parcial, con o sin zona progresiva, como por ejemplo para
las lentes para proteccidn del conductor contra el deslumbra
miento nocturno y ademis, de un modo bo exhaustivo se pueden

10.  citar los tipos de recubrimiento de'franjas horizontales o -
bandas estonopeicas; el recubrimiento que deja libre central

mente un agujero estenopeico. = = = = - = = = = — - - - - =

Los sistemas de recubrimiento de lentes por evapora-
-eidn en alto vacio de elementos tales como dxidos metdlicos
15. ‘surgieron como mejora de coloraciones frente a los lentes -

procedentes de vidrios masivos, = = = = = = - - i

Esta técnica, completamente divulgada, consiste en -
una sublimacidn de Sxidos y minerales en estadoé‘pulverulqg
tos o en forma de hilos de metal. En el primer caso, se de-

20. posita la sustancia en un crisol cuyo punto de fusidn ha de
ser superior al de aguélla, siendo los més utilizados los cri

soles de molibdeno, tantalio, tungsteno, etce = = = - - - P-

La temperatura de los materiales eh la evaporacién -
suelen oscilar entre los 8002C y los 1600°C, y el vacio den-

25. tro de la campana estd entre los 1 x 10"3 y1x 10_5 mm Hge.
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El producto sublimado se deposita entonces en la -
lente (que es previamente calentada) obteniéndose, segin el
producto de partida diferentes transmitancias en una gama tan

amplia como Se deSe&, = = = = = = = = = = = = - = = - - — -

El proceso en el caso de gue el material que se de-
sea sublimar'venga en forma de hilo metdlico, es exactamente-
igual, sdlo que se utiliza como soporte una espiral general-
mente de tungsteno, sobre la que se enrolla directamente. Al
calentarse eléctricamente dicha espiral, él metal en contac-

to, adquiere la temperatura necemria para la sublimacidn. -

Esta tecnologia, si bien en su dfa fue revoluciona-
ria, presenta algunos inconvenientes, uno de los principales
eé la poca concrecidn que se posee en las mediciones de las
capas depositadas en la lente, tanto més acusado, cuantos -
méds materiales deban mezclarse en el producto a sublimar, -
pues al poseer diferentes puntos'de fusidn puedén'producirsé

anomalias debidas a su posicidn relativa en el interior del

Otro inconveniente es debido al elevado punto de fu
sidn de algunos materiales, no se pueden realizar segin qué

tratamientos.s = = = - = = - 0 o - b - w0 - - - - - -

Ademds, las lentes tratadas por este sistema presen—
tan el inconveniente de ofrecer poca resistencia a la abra-

sidn superficial,. = = = = = = = = = = = & — = = = = = - -
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La invencidn se plantea por lo tanto, el problema de
proporcionar un digpositive capaz de proveer eficazmente al
recubrimiento de lentes, sin que el mismo adolezca de los -

inconvenientes antes sefialadoSe = — — = = = = = = - — - -

Ello se consigue con el dispositivo segin la inven-
cidn, el cual estd caracterizado por comprender un filaménio
de tunsgteno apto para emitir un haz de electrones al ser ca
lentado eléctricamente, un crisoi preferentemente de cobre,
refrigerado por agua y dotado de unas cavidades aptas para -
cbptener;ei material cuya sublimacién'propqrciona el recubri
miento y nedios para la creacidn de un campo magnético capaz
de acelerar y dirigir'el haz de electrones desde el fiiameh—
t6 emisor de tunsgteno hasta el crisol, todo ello de modo -
que la alta enérgfé cinética que resulta de la aceleracidn
de los electrones es transmitida al material de récubrimien—

to, ocasionando su instantdnea sublimacidn. = - = = = — = =

- Segin otra caracteristica de la invencidn el campo -
magnético se.crea entre el filamento obrando. como cétodo"y -'
el crisol conectado a tierra, obrando como &nodo y estable-
ciendo entre los mismos una diferencia de tensién de'alrede-

dbr de diez mil voltios, = = = ~ = e e e e e - = -

Como se comprende para segun que tratamientos, debi-
do al elevado punto de fusidn de los materiales tratados, -
es pricticamente imposible encontrar una platina soporte qﬁe

resista convenientemente las temperaturas de trabajo. En -
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estos casos se puede utilizar el dispositivo segin la in-

VenCi(;n. """"'---—-’--- ----- - e P w w - aw ww

En éste se produce un chorro de electrones calentan
do eléctricamente un filamentolde tungsteno, que estd intro-

ducido en una campana de alto vacio., = = = = = = -~ = = - -

Este chofro de electrones es desviado por un campo -
magnético, y por tanto apelerado, de forma que incida conve-
nienteﬁente sobre un soporte de cobre, refrigerado por agué
para_ poder sobortar las elevadas temperaturas producidas. -
Dicho soporte no estd afectado por el haz de elgctrones, si—
no que estos inciden sobre unas cavidades del mismo, en las
que estd depositada la sustancia o material que se desea de-

positar sobre la lente, por medio de su sublimacién. =- — - -

Se comprende fécilmente, que este sistema es mucho —
mds violento que los aétualmente_conocidos, y debido a la -
energia que posee el haz de electrones, es posible atacar sus
tancias de hasta 28002C de puhto de fusidn, que de offa méng
ra resultaria imposible. Al mismo tiempo, el material des-—
prendido por el mayor alto vacio sale con una eneré{a tal,
que ya no cabria hablar de su deposicidn sobre la lente, si-
no casi mis bien de incrustacidn en la superficie de la mis—
ma, con 1o que uno de los objétivos deseados, esto es la me-
jora en la résistencia a la abrasidn, estd cumplidamente éu—

bierto. ——————————— - e w o e e al ww e e - o = e e

El vacio requerido para este sistema es del orden -
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de 1%x107°alx10° m Hg. U - - -

Para facilitar la comprensidn de todo lo que antece
de se hace referencia seguidamente'a las 1éminas de dibujos
que acompafian a esta memoria, las cuales, dado su fin expli-
cativo, deberdn considerarse como desprovistas de todo carég
ter limitativo respecto al alcance de la proteccidn legai -

que se recaba., Los dibujos muestran: - - = - = = = - —~ —

 Pig. 1 una vista en alzado, parcialmente seccionada,
de la instalacién para recubrimiento de lentes dotada del -

dispositivo para la sublimacidn instantédnea segin la inven-

Fig. 2 una vista superior en planta del chasis por-
talentes de la instalacidn, en el que por motivos de simpli-
ficacidn se han indicado un nimero muy limitado de alo jamien

tos para la lenteSe — = = = = = = = ¢ = = = = — & — — = = =

Fig. 3 un esquema del modo de funcionamiento del -

4isposSitivoe = = = = = = = o - - - - - m m - - - .- - -

En ellas son de apreciar la instalacidn 1 en cuya -
parte inferior 2 se albergan las bombas de vacio, conexio-
nes y circuitos déctricos para la calefaccidn y para medi-
cidn y control, medios y circuitos para la refrigeracidn -
por agua de los electrodos y los sistemas de accionamiento,
todos los cuales no se representan en las figuras, puesto -

que son de por si conocidos y por lo tanto ajenos al objeto
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de la invencidn. - — = = =~ = = = = & - - - 0 L - - - - .

Dicha parte inferior estd cerrada por la mesa 3, y

Por encima de la misma se encuentra el dispositivo 4, el -~

cual consta de la columna 5, a través de la cual se estable-

ce la oportuna comunicacidn con el circuito eléctrico de ca—
lefaceidn y con el circuito de refrigeracidn. En conexidén -

con la columna 5, por medio del codo 6 y conducto 7 se encuen
tra el conjunto 8, cuyo ésquema se representa en la fig; 3,

¥ en el que tiene 1ugar la suﬁlimaci6n de los materiales pa-

ra el recubrimiento de los lentes. ----- - - - - - -

Le mesa estd asimismo atravesada por el 4rbol 9, ac—
cionado giratoriamente por medios no representados. Este 4r
bol_sostiene’el chasis 10, el cﬁal dispoﬁe'de uha pluralidad
de orificios 11 en los que ée pueden albergar los lentes 12
a reéubrir, los cﬁales son sostenidos por una disposici6n 13
de alambfe fino que los abraza por su borde, a los efectos -

de no constituir un obsticulo para el recubrimiento., =~ - - -

La mesa 3 estd cubierta por la campana 14, preferen—
temente construida de metal o vidrio, encontrdndose entre me
sa y campana una junta tdrica 15a que asegura el conveniente
cierre éstanco entre ambas. Se encuentra una disposicidn no
representada en las figuras que permite establecer un alto -
vac{o en el interior de la campana 14. E1 vacio gue se debve

6

alcanzar es del orden de 1 x 1072 & 1 x 1070 mm Hg. - - - -
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Entre el dispositivo 4 y la. lente 12, eventualmente,
estd dispuesta la pantalla 15, que al interponerse parcial-
mente durante el giro del chasis 10, éntre la lente 12 y el
dispositivo 4, permite conseguir que la lente tenga un reég
brimiento gradual. Naturalmente si se pretende  conseguir -

un recubrimiento completo, se prescinde de dicha pantalla 15.

Si se desea que el recubrimiento sea nulo en algunas

zonas del lente se colocan pantallas-que lo impidane - = - -

Tal como se ha indicado, en la fig. 3 se aprecia un
esquema del principio de funcionamiento del dispositivo segin
la invencidn. En el anillo 16 se aloja el filamento 17 de -
tungsteno, el cual se calienta eléctricamente por medio del
circuito 18, para producir uﬁ haz o chorro de electrones. -
El anillo 16 est4 refrigerado por medio del agua que circula
a.través del conducto 19. Rodeado por el anillo 16 se en—
cuéntra el crisol 20 en el que se halla depositado el mate-

rial 21 que se pretende sublimar. - - = = — = = = = = =« - —

Al establecer una importante diferencia de tensidn,
del orden de los 10 KV, entre el filamento 17 obrando como
cétodo, y el crisol 20 actuando como 4nodo, y conectado a -
tierra, se produce un campo magnético que acelera y dirige
los electrones hacia el crisol 20, de modo que la alta ener-
gla cinética que resulte de la aceleracidn de los electrones
es transmitida al material de recubrimiento, ocasionando su

sublimacidn instantdnea, = — = = = = = = = = = = — - = ~ —



La adecuada utilizacidn del dispositivo, permite -
obtener, un tipo de recubrimiento sobre lentes, de una cali-
ded muy superior a los obtenidos con las técnicas cldsicas -
de evaporacidn el alto vacio. Pero ademds, por la gran elas-

5. ticidad que permite, abren una gama pricticamente ilimitada
de posibilidades dentro -del recubrimiento, puediéndose obte~.
ner todo tipo de variaciones en la tranémitancia, reflexidn,
cdoracién, espejeados,'etc. Como asi mismo en la distribu-
cidn de la capa depositada, pudiendo hacerse mis intensa en

10. una parte que en otra de la lente, mayormente denominada gra
dal o bigradales, etc. que también son aplicables a todos -

los recubrimientos posibleS, — — — = = = = = = = - = = = = -

Como resumen, se pueden sintetizar las ventajas que
proporciona el dispositivo de referencia, las cuales son pri

15, mordialmente: = = — ¢ = - . . - . e m - - - - - - - -

La obtencidn de una regularidad en la coloracidn de
las lentes, no produciéndose diferencias entre las dos len-

tes correspondientes a una misma montura., - — — - = = — ~ —
Elevada dureza del tratamientoe = - = = = = = = = o
20. Notable resistencia de la abrasidn, =— = — = - - - -

Posivbilidad de utilizar nuevas aleaciones y produc-
tos de alto punto de fusidn, entre los gue por ejemplo figu-
ra el cuarzo, que no funde en los dispositivos convenciona-

les, Estas nuevas aleaciones y productos permiten el logro
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de nuevos efectos. - - - - - - - - - —- - - - - - - - - -

Gran facilidad de control, puesto que la desconexidon
del filamento 17 paraliza inmediatamente la emision de elec-
trones y con ello la sublimacién y por lo tanto el propio re

cubrimiento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4 - - - -

Habiendo descrito convenientemente un ejemplo de rea
lizacién de la invencion, debe hacerse constar que el mismo
tiene caracter ilustrativo y no limitativo y que se podran
introducir cuantas variantes dé detalle la experiencia y la
practica puedan aconsejar, en cuanto a dimensiones, ndmero -
de piezas, materiales empleados en la construccion de las mis
mas, y demas circunstancias accesorias, siempre gque con ello

no se desvirtue la esencialidad de la presente invencion.- -

A los efectos consiguientes se declaran de novedad,
propiedad y utilidad para Espafia, sus territorios y plazas

de soberania, las reivindicaciones que siguen. - - - - - -
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REIVINDICACIONES

1.~ Dispositivo para la sublimacidn instantdnea en’
instalaciones de recubrimiento de lentes, del tipo de los que
compfendenAuna cdmara de alto vacio, un elemento soporte de
las lentes a recubrir, medios eléctricos de calefaccidn, me-
dios para produccidn de vacio, medios de refrigeracidn y“mg
dios para accionamiento‘yncontrol{ caracterizado por compren-
der un filamento de tungsteno apto para emitif un hagz deAelgg
trones al ser calentado eléctricamente, un crisol'preferentg
mente de cobre, refrigerado por agua y dotado de unas cavida
des aptas para contener el material.cuya sublimacidn propor—
ciona el recubrimiento y medios para la creacidn de un campo

magnético capaz de acelerar y dirigir el haz de electrones -

desde el filamento emisor de tungsteno hasta el crisol, todo

ello de modo que la alta energfa cinética gque resulta de la
aceleracion de los electrbnes es transmitida al material de

recubrimiento, ocasionando su instantdnea sublimacidn. - - -

2.- Dispositivo segin la reivindicacidn 1, caracteri
zado porque el campo magnético se crea entre el filameﬁto -
obrando como cAtodo y el crisol conectado a la tierra, obran
do como 4nodo y estableciendo entre los mismos una diferen-

cia de tensidn de alrededor de diez mil voltiose = - = - =

3.~ "DISPOSITIVO PARA LA SUBLIMACION INSTANTANEA EN
INSTALACIONES DE RECUBRIMIENTO DE LENTES", = = = = = = = =
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Todo ello conforme se deseribe y reivindica en la
presente memoria que consta de once hojas, foliadas y meca
nografiadas por una sola de sus caras y de tres figuraS'qué

la ilustran. ' =,

MADRID 2 7 ABR. 1977
P A AL(&RHLSWRMT.
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